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(57) Устройство для нанесения металлического покрытия на пьезопленку вакуумно-плазменным
методом, содержащее вакуумную камеру с размещенным в ней ионно-плазменным источником
распыления и устройства перемещения пьезопленки, закрепленной в рамке-маске, и
обеспечивающие многократное прохождение рамки-маски с пьезонленкой через зону напыления,
отличающееся тем, что рамка-маска выполнена в виде двух металлических немагнитных рамок,
между которыми закреплена пьезопленка, а на устройстве вращения размещено приспособление,
позволяющее поворачивать рамку-маску с пьезонленкой на 90° после каждого прохождения
рамки-маски зоны напыления ионно-плазменного источника, причем сама рамка-маска имеет
конфигурацию, обеспечивающую требуемый рисунок покрытия на поверхности пьезопленки.
Изобретение позволяет обеспечивать возможность нанесения металлических покрытий требуемой
конфигурации на пьезоэлектрические пленки с двух сторон в одном технологическом цикле.
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